Nazev projektu: Vyroba optickych dilci metodami depozice z plynné faze Chemical Vapour Deposition
a Atomic Layer Deposition

Projekt (FW06010019) Vyroba optickych dilci metodami depozice z plynné faze Chemical Vapour
Deposition a Atomic Layer Deposition je fesen s finanéni podporou TA CR.
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Pfijemce: Meopta s.r.o. / Meopta - optika, s.r.o.

Dalsi ucastnik: Vysoké uceni technické v Brné - Stredoevropsky technologicky institut
Doba feseni projektu: 1/2023 - 12/2026

Poskytovatel dotace: Technologicka agentura CR

Program: TREND

Kdéd projektu: FW06010019

Kdéd projektu Meopta: DP0036

Cil projektu: Cilem projektu je osvojeni technologie depozice vrstev z plynné faze (Chemical Vapour
Deposition) a technologie depozice atomarnich vrstev (Atomic Layer Deposition) a jeji aplikaci v presné
optické vyrobé. Naplni projektu bude osvojeni vyroby a depozice zikladnich geometrickych tvarl
sklenénych substratl a jejich porovnani se souc¢asnou konvencni vyrobou, a to z hlediska spektralni,
mechanické odolnosti, Cistoty a ekonomiky celkové vyroby. Vysledky projektu urci dlouhodoby
technologicky smér spole¢nosti Meopta v oblasti novych vyrobnich pfistupd vedoucich k obohaceni
vyrobniho portfolia.



